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An Eilvéis — Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) — Un équipement
plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de MicroNanoTechnologie
OJ S 193/2026 06/10/2026

Fogra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchéras

Solathairti

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: EPFL-Scientific Equipment
R-phost: jerome.butty@epfl.ch
Cineal dlithiuil an cheannaitheora: Comhlacht dli phoibli
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Oideachas

2. Nos imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie
Cur sios: L’EPFL a l'intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive de
métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi
est une installation de salles blanches dédiée a la micro/nano fabrication, centrale pour I’
ensemble des facultés de 'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano
fabrication, et plus particulierement a la gravure de couches de Chrome déposées sur des
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera
accordée non seulement a la qualité des gravures, mais également a comment les
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé
pour la flexibilité d’'usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de I'équipement,
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais
néanmoins robuste capacité de contrdle de procédés de gravure dans un environnement type
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le
support disponible (technique, procédés) seront évalués.
Aitheantoir an ndis imeachta: 16fee67d-11ee-4550-bd8f-a43ef8582e0d
An cineal nois imeachta: Oscailte
Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

2.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Solathairti
Priomhaicmiu (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2.1.2. An ait feidhmiochta
Baile: Lausanne
Caod poist: 1015
Foroinn tire (NUTS): Vaud (CHO11)
Tir: An Eilvéis
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2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: Autres exigences - Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des
prestations en Suisse uniquement a des adjudicataires qui garantissent le respect des
dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et I'égalité de salaire
entre hommes et femmes. - Les entreprises intéressées doivent s’inscrire sur le serveur www.
simap.ch et télécharger elles-mémes le cahier des charges et ses annexes, a la méme
adresse. - L'acquisition se fera sous réserve de I'avancement du projet et de la disponibilité
des crédits. - Afin de garantir I'actualité de l'information et I'égalité de traitement entre les
soumissionnaires, seuls les documents remis aprés la date de publication de I'appel d'offres
sur le serveur www.simap.ch seront pris en considération dans I'évaluation des offres.
Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Doiciméad Solathair

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0000
Teideal: Un équipement plasma de gravure ionique réactive de métaux pour le Centre de
MicroNanoTechnologie
Cur sios: L’EPFL a l'intention d’acquérir un équipement plasma de gravure ionique réactive de
métaux pour son Centre de MicroNanoTechnologie (CMi), afin de traiter aussi bien des
photomasques carrés que des wafers standards, et de diverses dimensions possibles. Le CMi
est une installation de salles blanches dédiée a la micro/nano fabrication, centrale pour I
ensemble des facultés de 'EPFL, ainsi que pour les industriels locaux (>650 utilisateurs actifs
par an). Cet équipement sera dédié aux besoins de recherche de pointe en micro et nano
fabrication, et plus particulierement a la gravure de couches de Chrome déposées sur des
masques/réticules de lithographie ainsi que sur des wafers. Une grande importance sera
accordée non seulement a la qualité des gravures, mais également a comment les
contaminations croisées entre différents matériaux sont évitées comme second élément clé
pour la flexibilité d’'usage prévue pour cet équipement. La facilité d’utilisation de I'équipement,
sa simplicité/rapidité d’apprentissage pour les nouveaux utilisateurs et sa flexible mais
néanmoins robuste capacité de contréle de procédés de gravure dans un environnement type
R&D sont également de grande importance. La proximité, la réactivité du fournisseur et le
support disponible (technique, procédés) seront évalués.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Solathairti
Priomhaicmiu (cpv): 38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
Roghanna:
Cur sios ar na roghanna: Voir cahier des charges.

5.1.2. An ait feidhmiochta
Baile: Lausanne
Cdd poist: 1015
Foroinn tire (NUTS): Vaud (CHO11)
Tir: An Eilvéis

5.1.3. Fad measta
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Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4. Athnuachan
Athnuachainti uasta: 0

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Ni mér ainmneacha agus cailiochtai gairmiula na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an
conradh a chomhlionadh: Ni fios go féill
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Cur sios: Criteres d’adjudication
Cur sios ar an modh ata le husaid mura féidir an t-ualu a |éiriu le critéir: Les critéres d’
adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11. Doiciméid solathair
Ta srian ar rochtain ar dhoiciméid solathair airithe
Ta eolas faoi dhoiciméid shrianta le fail ag: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Cainéal cumarsaide ad hoc:
Ainm: Simap.ch

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Ceadmhach
Seoladh an chur isteach: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Béarla
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ceadmhach
Féadfaidh tairgeoiri nios mé na tairiscint amhain a chur isteach: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 12/11/2026 23:59:00 (UTC+01:00) Am Lar na hEorpa, Am
Sambhraidh larthar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 160 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni fios go faill
Coinniollacha a bhaineann le comhlionadh an chonartha: Plus d’informations dans la
publication officielle sur simap.ch
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: nil
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta
Socru airgeadais: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15. Teicnici
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Creat-chomhaontu:

Nil feidhm ag creat-chomhaontu

Eolas faoin gcoéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Tribunal administratif fédéral
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Voies de droit Conformément a I'art. 56, al. 1, de la loi
fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut étre attaquée, dans un délai
de 20 jours a compter de sa notification, auprés du Tribunal administratif fédéral, case postale,
9023 Saint-Gall. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante
ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les piéces
invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. Conformément a I'art. 56,
al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives a
la suspension des délais ne s'appliquent pas.
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: EPFL-Scientific
Equipment

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: EPFL-Scientific Equipment
Uimhir chlaruchain: 592b5d3c-c54e-4d61-a5eb-3ad0bb962925
Seoladh poist: EPFL AVP-CP ECO Bl A2 447 (Batiment BI) Station 7
Baile: Lausanne
Cad poist: 1015
Foroinn tire (NUTS): Vaud (CHO011)
Tir: An Eilvéis
R-phost: jerome.butty@epfl.ch
Teil.: +41216931111
Ré6il na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair

8.1. ORG-0002
Ainm oifigiuil: Tribunal administratif fédéral
Uimhir chlaruchain: BVGER
Seoladh poist: Postfach
Baile: St. Gallen
Caod poist: 9023
Foroinn tire (NUTS): St. Gallen (CHO055)
Tir: An Eilvéis
R-phost: info@bvger.admin.ch
Teil.: +41584652626
Seoladh idirlin: https://www.bvger.ch
Réil na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithnitchain

8.1. ORG-0003
Ainm oifigiuil: Simap.ch
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Uimhir chlaruchain: CH001

Seoladh poist: Holzikofenweg 36
Baile: Bern

Cdd poist: 3003

Foroinn tire (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Tir: An Eilvéis

R-phost: support@simap.ch

Teil.: +41584646388

Seoladh idirlin: https://www.simap.ch
Ré6il na heagraiochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfégra

688748-2026

Aitheantéir/leagan an fhégra: ¢2992473-dbe 1-4f6b-b658-8054d08e4e61 - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchoras

Fochineal an fhogra: 16

Data seolta an fhégra: 03/10/2026 02:25:50 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Fraincis, Gearmainis

Uimhir foilseachain an fhogra: 688748-2026
Uimhir eagrain 1O S: 193/2026
Data foilsithe: 06/10/2026
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